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HORIBAグループでは、品質ISO9001•環境ISO14001•労働安全衛生OHSAS18001を統合したマネジメントシステム（IMS:JQA-IG001）を運用しています。
さらに事業継続マネジメントISO22301を加え、有事の際にも安定した製品•サービスを提供できるシステムに進化しました。 

応用事例 ： 1ppmのアンモニア水溶液の連続測定

アンモニアをN2および圧縮空気にて交互にバブリングした際の測定データ

設置イメージ

UP-100 Bubbling with gasdrain

Chemical tank

Circulation line 500μL/判定

微量サンプリングpHモニタ

ガラス電極方式

pH : 0 ～14

0.01 pH / 0.1 deg.C

+/－0.1 pH (25+/－1 ℃)

最短1分

500μL/測定 (サンプルに加圧なき場合）

20 ～ 60 deg. C

Inlet : 0 ～ 0.2MPa

Outlet : 大気解放

2点校正（pH4、7） 

サンプル汚染なくpHの連続監視が必要な製造プロセスに！
半導体洗浄工程、食品製造工程、製薬工程、バイオなど

用途例
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